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摘要(译)

当制造不同规格的像素间距等不同的反射型液晶显示装置时，提供用于至少一个光掩模的光掩模的通用性，以降低制造具有不同像
素间距的反射型液晶显示装置的生产成本。 。在反射型液晶显示装置中，岛状图案以矩阵形式形成在与薄膜晶体管的半导体层相同
的层中。提供了一种特定的规律性，其中岛图案在图像信号线的延伸方向上的间距不同于在图像信号线的延伸方向上相邻的像素电
极的间距，以及岛图案的间距在图像信号线的延伸方向上的间距。扫描信号线的延伸方向与扫描信号线的延伸方向上相邻的间距不
同。
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